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*Meltblown Herstellungsverfahren
*Theorie der Faserbildung
*Meltblown fur die Hepa-Filtration
» Entwicklung “Luftleitsystem”

*Mikroskopische Aufnahmen
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Prinzip des Meltblown-Verfahren
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Bild: Innovatec Troisdorf
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Meltblown Produktion
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Geometrie einer Meltblown-Duse
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DlUsengeometrie
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Freier Strahl
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Beugungsbilder der Fasern
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DCD 10 mm 20 mm 30 mm
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Maxwell-Bolzmann-Verteilung
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HEPA - High Efficiency Particulate Air Filter

Filter | Filterklasse | mittlerer Abscheidegrad
DIN EN 1822 | i, 04

HEPA |H 10 > 85

HEPA |H 11 > 95

HEPA |H 12 > 99,5

HEPA |H 13 > 99,95

HEPA |H 14 > 99,995

ULPA |U 15 > 99,9995

ULPA |U 16 > 99,99995

ULPA |U 17 > 99,999995
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Schwebstofffilter fur Partikel H10 bis H13

o Keime o Endfilter fir Raume

« Bakterien hoher und hochster

Anforderung (Labors,
Produktionsraume,

Nahrungsmittel,

 Viren Tabakrauch
 Metalloxidrauch

* Oldunst feinmechanische und

 Rul optische u.

o radioaktive elektronische Industrie,
Schwebstoffe e Reinraume, Genlabore

e Medizin, Pharma
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Luftleitsystem

DE 102004054214A1
DE 202004017134U1
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Neue Werkstoffe und Verfahren

= Anmeldung eines Patentes “Luftleitsystem® zur
Verbesserung der Faserfeinheit mit der Moglichkeit
Schwebstofffilter bis H13 herzustellen

= Anmeldung eines Patentes fur die Beschichtung von
Fasern mit nanoskaligen Polymeren zur Verbesserung
der Filtereffizienz.

* Versuche und Laboruntersuchungen mit nanoskalig
beschichteten Vliesstoffen flr die Filtration haben eine
Zunahme der Filtrationseffizienz ergeben.






























